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Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : Plassys

Domaines : Physique

Sous-domaines : Electronique

Organisme : Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Ville : Toulouse

Modele : PLASSYS MP4 600S

Matériaux :

Description

Ce bati de pulvérisation cathodique PLASSYS MP4 600S se compose d'une enceinte a
gaz raréfié comportant le dispositif de pulvérisation. Par application d'une différence de
potentiel entre une cible (contenant le matériau a pulvériser) et les parois, on crée un
plasma froid qui pulvérise les atomes et les éjecte dans toutes les directions. lls se
condensent alors sur le substrat. Le dépdt a la méme composition que le matériau source
de la cible. Ce béati est destiné a fabriquer des couches minces de matériau magnétiques
(oxydes magnétiques : magnétite, oxydes complexes ou des métaux : Fe, Co, Ni) pour des
applications électroniques. En effet, ces matériaux présentent des propriétés trés
intéressantes dans le domaine du stockage magnétique de I'information (matériaux pour
tétes de lectures et disques durs) et du traitement de cette information (électronique de

spin).
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